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歴史に培われた
知識と経験

明治41年創業。
 先人達の努力の積み重ねを基に専門知識・経験を分かち合う。





伝統にとらわれない
新しい発想

新たなチャレンジと、
日々変化するニーズに応えられる人材を育成します。
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		    協和特許法律事務所についてABOUT

	ご挨拶GREETING
	当所の特色FEATURES
	メンバーMEMBER
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		    新着情報INFORMATION


	全て
	知財情報
	お知らせ




	
									
						2024.04.09					
				
									
						インド特許規則の改正					
					
					
					
					
					
							
	
									
						2024.01.15					
				
									
						中国専利法実施細則・審査指南の改正について					
					
					
					
					
					
							
	
									
						2024.01.09					
				
									
						米国特許商標庁（USPTO）の新特許出願システム（PCS)　追加情報：非DOCX形式出願の追加手数料（４００ドル）が２０２４年１月１７日から課金開始					
					
					
					
					
					
							
	
									
						2023.12.12					
				
									
						アジア弁理士協会 本部総会／理事会（シンガポール）に参加					
					
					
					
					
					
							
	
									
						2023.11.06					
				
									
						PCTの国際出願促進交付金制度の廃止および手数料軽減制度への一本化について					
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						2022.08.10					
				
									
						特許庁弁理士室との意見交換会に参加					
					
					
					
					
					
							
	
									
						2022.08.10					
				
									
						インターンシップ受入れ開始					
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						特許庁審判部との意見交換会に参加					
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						「デザイン保護セミナー」のご案内					
					
					
					
					
					
							
	
									
						2022.01.06					
				
									
						「マイナビ2023」に採用に関するインタビュー記事が掲載されました					
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弁理士・弁護士募集RECRUIT

協和特許法律事務所では、物理・制御・機械系、電気・電子・通信系、化学・バイオ系の特許実務、又は商標実務に携わる意欲のある弁理士・特許技術者を求めています。

	メッセージMESSAGE
	インタビューINTERVIEW
	教育制度EDUCATION
	所内交流COMMUNICATION
	募集要項GUIDELINE
	応募フォームENTRY





 	






				

							

					

					
	
		

			        
			    

			

				        	                       
					

	            

	         
		

	

				                       
							




			            

			         
	
					
				
	    
    	


	

お問い合わせCONTACT US

当事務所へのご依頼・ご相談はお電話にて承ります。営業に関する当事務所へのご連絡はご遠慮ください。



TEL /03-3211-2321平日9:00～17:30
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